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Slika 1. Oblika impulznega toka: a) enostavna, b) z anodno polarizacijo
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Slika 2: Potek koncentracije kovinskih delcev v odvisnosti od razdalje
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Slika3: a) Model upornosti v galvanski kopeli b) polarizacijska krivulja
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Slika 4: Vpliv difuzijskega sloja na tercialno porazdelitev toka
a) mikroprofil, b) makroprofil
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 Sloj organskih dodatkov 

Nanešena plast bakra 
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Slika 5: Vpliv organskih dodatkov v elektrolitu 
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Slika 7: Principialna shema pretvornika navzdol
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Slika 8: Nova topologija impulznega tokovnega vira 
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Slika 9: Principialno delovanje impulznega tokovnega vira
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Slika 10: Primer enostavnega tokovnega impulza
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Slika 11: Potek toka in napetosti v galvanski kopeli
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Tabela 1: Rezultati analize



Enosmerno nanašanje: AR=10; A=24,2 µm; B=16,5 µm, C=25,6 µm



Impulzno nanašanje: AR=10; A=21,7 µm; B=24,1 µm, C=24,5 µm



Impulzno nanašanje: AR=12; A=24,1 µm; B=28,8 µm, C=24,1 µm


